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Тема дисертації:
1. Розпилення та модифікація поверхні плівок вольфраму при опроміненні пучками іонів дейтерію та
вуглецю

2. Sputtering and surface modification of tungsten layers by bombardment with deuterium and carbon beams

Реферат:
1. У дисертаційній роботі досліджені процеси розпилення й елементної модифікації поверхні в результаті
бомбардування вольфраму пучками іонів вуглецю, вуглецю й гелію, вуглецю й дейтерію. Досліджено вплив
мікронерівностей на динаміку розпилення поверхні й імплантації вуглецю іонними пучками. Теоретично й
експериментально досліджений перехід від розпилення поверхні до зростання захисної вуглецевої плівки в
міру того, як відбувається збільшення концентрації іонів вуглецю в потоці, що налітає. Показано, що процеси
взаємодії пучків іонів з поверхнею визначаються в основному кінетичними процесами. Впливом хімічних
процесів на процеси розпилення й імплантації у такій системі можна знехтувати.  

2. Dissertation presents results of investigations of sputtering and elemental modification of the surface as a result
of bombardment tungsten surface with ion beams of carbon, carbon and helium, carbon and deuterium. Influence
of roughness on sputtering of surface and implantation of carbon has been considered. Transition from sputtering



to carbon layer deposition occurring due to increase of carbon fraction in incident flux has been studied by
experiment and by numerical simulations. One has shown that interaction of ion beams with surface is governed
primarily by kinetic processes. Influence of chemical processes on sputtering and implantation in this system can
be neglected
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